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Resumo:

As modificagdes de superficie dos metais utilizados para a confec¢ao de implantes dentarios, como o titénio e a liga
Ti6Al4V, por meio da técnica de anodizagdo eletroquimica vem sendo amplamente estudadas devido a possibilidade
de formacdo de nanoporos na superficie com a incorporagdo de elementos, como o calcio e fésforo, o que facilita
a adesdo celular melhorando caracteristicas relacionadas a osseointegragdo. Porém variagdes nas condi¢des
de anodizagdo (tipo de eletrolito, voltagem, intensidade de corrente e tempo) podem interferir diretamente
nas caracteristicas dos nanoporos formados. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisao da
literatura discutindo as principais caracteristicas da anodizag¢do que estdo relacionadas a formagdo dos nanoporos
em superficies do titanio e de suas ligas. Para tanto foi realizada uma revisdo da literatura, referente aos ultimos 10
anos, nas bases de dados Pubmed e Scirus. Os estudos mais recentes indicam que o didmetro e comprimento dos
nanoporos dependem da densidade de corrente, potencial aplicado, tempo de anodizagio, concentragido e pH do
eletrolito. Pelos resultados apresentados nos estudos, pode-se concluir que a anodizagdo eletroquimica promove a
formacdo de nanoporos que favorecem a ligagdo e diferenciagao celular, porém mais dados sdo necessarios para se
estabelecer o didmetro e comprimento adequado dos nanoporos para reconhecimento e adesdo das células dsseas.
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